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摘要(译)

本发明提供一种光散射膜的制造方法，其包括：在载体上浇铸至少含有
热塑性树脂和透光颗粒的涂料，提供铸膜，剥离并干燥该铸膜，制备透
光性基材。将至少含有固化性化合物，聚合引发剂和溶剂的涂布液涂布
在透光性基材上并使溶剂干燥。并固化可固化化合物以形成固化层。透
光基材的至少一个表面具有凹凸形状，透光颗粒的平均一次粒径大于2.5
μm但不大于12μm，固化层的平均厚度为0.1μm或更大但不是大于10.0
μm，固化层满足特定的配方。
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